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Рассмотрен способ цементации методом электроискрового легирования (ЦЭИЛ). 
Исследовались образцы из стали 20. В качестве методов исследования использовали 
металлографический, дюрометрический, микрорентгеноспектральный анализы и 
исследования шероховатости поверхности. Показано, что традиционная технология 
ЦЭИЛ графитовым электродом не позволяет получить покрытия высокого качества. 
Предложена новая технология ЦЭИЛ, заключающаяся в поэтапной обработке 
образцов: на первом этапе осуществляется ЦЭИЛ поверхности образца в 
соответствии с выбранной энергией разряда и с производительностью 1 см22/мин; на 
втором этапе на сформированную на первом этапе поверхность детали наносят, 
тщательно втирая, порошок графита в виде суспензии, изготовленной в 

соотношении ≅≅80% порошка графита и 20% вазелина; на третьем этапе, не 

дожидаясь высыхания, проводят ЦЭИЛ обработанной на втором этапе поверхности, 
причем на том же режиме и с такой же производительностью, как и на первом этапе. 
Сравнительный анализ качественных параметров слоя после традиционной и 
предлагаемой технологий ЦЭИЛ показал, что после обработки поверхности по 
предлагаемой технологии шероховатость поверхности уменьшается с 8,3–9,0 мкм до 
3,2–4,8 мкм, увеличивается сплошность легированного слоя до 100% и глубина 
диффузионной зоны углерода до 80 мкм, а также микротвёрдость «белого» слоя и его 
толщина до 9932 МПа и до 230 мкм соответственно. 
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